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— (54) Title: THERMOPLASTIC MOULDING MASSES MADE FROM STYROL COPOLYMERS AND POLYAMIDES 

= (54) Bezeichnung: THERMOPLASTISCHE FORMMASSEN AUF BASIS VON STYROLCOPOLYMEREN UND POLYAMI- 
= DEN 

= (57) Abstract: The invention relates to thermoplastic moulding masses made from A) a polyamide with amino, or carboxyl end 
^ groups, or a mixture of said end groups, B) a mixture of at least two graft copolymers, each containing a rubber as graft base and a 
= graft support made from an unsaturated monomer, differing in the rubber content thereof by at least 5 wt. %, C) a rubber- free copoly- 
== mer containing, cl) at least 30 wt. % of units derived from a vinylaromatic monomer, based on the total weight of all units which 
^ contain C), c2) units derived from a monomer containing a functional group which may react with the end groups of the polyamides 
^ A) and c3) units, derived from a monomer containing no functional groups which react with the end groups of the polyamides A) 
and, optionally in addition, D) a rubber-free matrix polymer, E) a low-molecular weight compound with a dicarboxylic anhydride 
fT) end group and F) one or a mixture of differing adjuncts. 



(57) Zusammenfassung: Thermoplastische Formmassen aus A) einem Polyamid mit Amino- oder Carboxylendgruppen oder ei- 
ner Mischung dieser Endgruppen, B) einer Mischung aus mindestens zwei Pfropfcopolymeren, jeweils enthaltend einen Kautschuk 

O als Pfropfgrundlage und eine Pfropfauflage auf der Basis eines ungesattigten Monomeren, die sich in ihren Kautschukgehalten um 
mindestens 5 Gew.-% voneinander unterscheiden, C) ein kautschukfreies Copolymer enthaltend, cl) mindestens 30 Gew.-% Einhei- 
ten, die sich von einem vinyl aromatischen Monomeren ableiten, bezogen auf das Gesamtgewicht aller Einheiten, die C) enthalt, c2) 

CD Einheiten, die sich von einem Monomeren ableiten, das eine funktionelle Gruppe enthalt, die mit den Endgruppen des Polyamides 
A) reagieren kann und c3) Einheiten, die sich von einem Monomeren ableiten, das keine funktionellen Gruppen enthalt, die mit den 
Endgruppen des Polyamides A) reagieren, sowie daruber hinaus gewiinschtenfalls D) ein kautschukfreies Matrixpolymer, E) eine 
niedermolekulare Verbindung, die eine Dicarbonsaureanhydridgruppe enthalt und F) einen oder eine Mischung unterschiedlicher 
Zusatzstoffe. 
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Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab~ 
kurzungen wird auf die Erklarungen ("Guidance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe der 
PCT- Gazette verwiesen. 



